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<54)PROCEDE ET DISPOSITIF INDUSTRIELS DE PREPARATION DE PLAQUES POSITIVES, DESTINEES A 
w LIMPRESSION OFFSET, ALLEGEES OU PRE-ALLEGEES 

(57) La presente invention a pour principaux objets un pro- 
c59e et un dispositif industriels de preparation de plaques 
positives (a utiliser avec un film pos'rfrf), destinees a Tim* 
pression offset (offset sec ou offset humide), pre-allegees 
ou allegees, i.e. appelees a presenter ou presentant, selon 
un certain tramage, de petites surfaces non encrophiles 
dans les parties encrophiles. 
T — De facon caracteristique, ledit procede comprend I'inso- 

<lation en continu d'une bande pre-sensibilisee positive (1) 
mise a defiler au contact de la paroi d'un cylindre d'insola- 
! tion (C2). 

La presente invention conceme egalement des bandes 
Oi pre-sensiblisees positives, developpees ou non, dont la 
r couche photosensible a ete insolee pour presenter, apres 
lf\ developpement, de petites surfaces non encrophiles dans 
ses parties encrophiles. 
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La presente invention a pour principaux objets un procede et un dispositif 
industriels de preparation de plaques positives (a utiliser avec un film positif), 
destinees a I'impression offset (offset sec ou offset humide), pre-allegees ou 
allegees, i.e. appelees a presenter ou presentant, selon un certain tramage, de 
5 petitcs surfaces non encrophiles dans les parties encrophiles. En d'autres termes, 
elle conceme la realisation industrielle, sur des plaques pre-sensibilisees positives, 
destinees a l'impression offset, de petites surfaces non encrophiles dans les parties 
(surfaces) encrophiles. 

La presente invention a egalement pour objet des bandes pre-sensibilisees 

10 positives dont la couche photosensible a ete traitee pour presenter, apres 
developpement, de petites surfaces non encrophiles. Elle conceme lesdites bandes, 
developpees ou non. Ces bandes sont destinees a etre decoupees en plaques; 
plaques positives pre-allegees ou allegees, a mettre en oeuvre, de fason classique, 
en technique d'impression offset. 

15 On precise d'ores et deja ici que, dans le present texte, l'expression 

"plaque positive" ou "plaque pre-sensibilisee positive" est a prendre au sens qui lui 
est d'ailleurs a ce jour reconnue par l'homme du metier a savoir "plaque utilisable 
par Timprimeur avec un film positif*. On note incidemment que de telles plaques 
positives comporte generalement une couche photosensible du type positif mais il 

20 en existe toutefois avec une couche photosensible du type negatif (voir plus loin). 

Avant de decrire en detail chacun des aspects de la presente invention, le 
Demandeur se propose de situer ladite invention dans son contexte. A cette fin, il 
fait ci-apres le point d ! une part sur les plaques pre-sensibilisees positives utilisees 
a ce jour en impression offset et d'autre part sur le principe de Tallegement et de sa 

25 mise en oeuvre. 

Le procede offset utilise des plaques consistant en un support qui 
presente, pour imprimer, des parties encrophobes et des parties encrophiles. Ledit 
support est generalement a base d'une plaque metallique (en aluminium, en acier, 
en laiton ...) . 

30 En offset humide, les parties encrophobes (hydrophiles) consistent en 

ladite plaque metallique, avantageusement traitee (aluminium mate, acier 
recouvert de chrome mat ...); les parties encrophiles (hydrophobes) consistent 
generalement en un vemis photosensible encrophile dispose sur ladite plaque 
metallique. 

35 En offset sec, les parties encrophiles consistent en une surface encrophile 

(vernis, metal ... ) et les parties encrophobes en un revetement a base de silicones. 
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Unc operation photograph i que avec exposition et developpement permet, 
en offset humide et en offset sec, d'obtenir sur le support lesdites parties 
encrophilcs et lesdites parties encrophobes. 

Les plaques offset sont utilisees par rimprimeur soit avec des films 
5 positifs, sur lesquels figure en noir opaque le motif a imprimer, soit avec des films 
negatifs, sur lesquels figure le motif a imprimer dans les parties transparentes du 
film opaque negatif. 

Les couches photosensibles peuvent etre soit du type positif et alors 
devenir soluble dans un revelateur pour leurs parties qui ont regu la lumiere 
10 pendant l'insolation, soit du type negatif et alors devenir insoluble dans un 
revelateur pour leurs parties qui ont regu la lumiere pendant l'insolation. Les 
couches positives (du type positif) sont principalement utilisees sur les plaques 
pre-sensibilisees positives utilisant un film positif chez rimprimeur alors que les 
couches negatives (du type negatif) le sont generalement sur les plaques pre- 
15 sensibilisees negatives utilisant un film negatif chez rimprimeur. 

II existe toutefois des plaques pre-sensibilisees, qui sont utilisees par 
rimprimeur avec des films positifs alois que leur couche photosensible est du type 
negatif. Ainsi une plaque en laiton (metal encrophile) recouverte d'une couche de 
chrome mat (metal encrophobe et hydrophile) et enfin d'une couche photosensible 
20 du type negatif est-elle utilisee par rimprimeur avec un film positif En effet, 
pendant rinsolation, la lumiere durcit en partie ladite couche photosensible et 
pendant le developpement , la couche non durcie part avec le revelateur et rend 
visible le chrome mat. Celui-ci est alors detruit par une morsurc a base d'acide 
chlorhydrique. Apres enlevement de la couche photosensible, rimprimeur peut 
25 utiliser le laiton commc surface encrophile et le chrome mat comme surface 
encrophobe et hydrophile. 

Les plaques offset utilisables par rimprimeur avec des films positifs sont, 
comme deja indique ci-dessus, appelees "plaques positives" ou "plaques pre- 
sensibilisees positives". 
30 Elles sont tres employees en Europe et en Extreme-Orient. 

Le Demandeur a propose un perfectionnement a ttmpression, et 
notamment a cette technique d'impression offset qui utilise des films positifs. Pour 
notamment diminuer r"engraissement" et faciliter ladite impression, il a preconise 
d'alleger celle-ci, plus precisement de creer de petites surfaces non encrophiles 
35 dans les surfaces encrophiles. Le principe de base de cette technique d'allegement a 
ete decrit dans la demande de brevet FR-A-2 660 245. Une mise en oeuvre 
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preferee de celui-ci - selon un tramage stochastique - a ete decrite dans la 
demande de brevet WO-A-96 02868. 

Pour creer lesdites petites surfaces non encrophiles dans les surfaces 
encrophiles de plaques offset positives, on a decrit l'utilisation d'un film negatif 

5 (opaque) presentant de petites surfaces transparentes au travers desquelles passe, a 
Tinsolation, la lumiere. En offset humide, les petites surfaces encrophiles insolees 
partent dans le revelateur et creent les petites surfaces non encrophiles (et 
hydrophiles) dans les parties encrophiles. En offset sec, les petites surfaces 
encrophobes insolees ne partent pas dans le revelateur et creent lesdites petites 

10 surfaces non encrophiles dans les parties encrophiles. L'homme du metier 
comprend aisement que les dernieres plaques (offset sec) ne peuvent etre utilisees 
que, pre-allegees, avec un seul developpement final. 

On a preconise de retirer ainsi de 2 a 26 % de surface imprimante. Le taux 
d'allegement desire est obtenu en faisant varicr lc nombre et/ou les dimensions 

1 5 desdites petites surfaces. 

On a plus precisement decrit, dans Texemple 1 de ladite demande WO- 
A-96 02868 Temploi d'un film negatif, presentant de petites surfaces transparentes 
d'environ 362 /nn^ et dont le nombre a permis d'obtenir un taux d'allegement de 
5 % de la surface encrophile d'une plaque positive pre-sensibilisee. 

20 Les resultats, a Timpression, sont tres interessants. 

La preparation de ces plaques positives allegees, preparation qui fait done 
intervenir un film negatif et une insolation supplemental, est toutefois une 
technique assez lourde. II faut notamment, se procurer le film, de dimensions 
adequates (correspondantes a celles de la plaque, parfois imp>ortantes), d'un prix 

25 assez eleve et le manipuler delicatemcnt (il convient de ne pas rayer la surface 
fragile de la couche gelatine-argent). La lourdeur de ladite technique freine done 
le developpement industriel de I'allegement, allegement qui a per se deja fait la 
preuve de son interet. 

Le Demandeur a done souhaite mettre au point un precede de preparation 

30 de plaques positives pre-allegees (appelees a presenter, apres developpement, de 
petites surfaces non encrophiles dans les parties (surfaces) encrophiles) ou allegees 
(presentant de petites surfaces non encrophiles dans les parties (surfaces) 
encrophiles) : procede industriel, n'impliquant pas la manipulation d'un film 
negatif. Apres avoir essaye diverses techniques, il en a retenu une qui constitue le 

35 premier objet de la presente invention. II a en fait constate, de maniere surprenante, 
qu'il est possible de realiser une insolation de qualite, en continu, sur des bobines 
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ou bandes, a des vitcsses relativement elevees dc chaines de fabrication. II a par 
ailleurs mis au point le dispositif permettant d'assurer ladite insolation de qualite, 
en continu. 

Selon son premier objet, l'invention concerne done un procede original de 
5 preparation de plaques positives, destinees a I'impression offset (offset sec ou 
offset humide), pre-allegees ou allegees selon un certain tramage. Ledit procede 
comprend, de fagon caracteristique : 

- Tinsolation en continu dune bande pre-sensibilisee positive, 
comprenant un support revetu d'une couche photosensible, mise a defiler, ladite 

10 couche photosensible au contact de la paroi laterale d'un cylindre au moins en 
partie creux dit cylindre d'insoiation; la vitesse de defilement de ladite bande etant 
maintcnuc egale a la vitesse de rotation dudit cylindre; ladite paroi laterale dudit 
cylindre d'insoiation etant essentiellement opaque sur au moins une partie de son 
epaisseur a l'exception de petites zones transparentes reparties selon ledit tramage 

15 et ledit cylindre d'insoiation renfermant des moyens pour assurer ladite insolation 
au travers desdites petites zones transparentes; 

- la decoupe de ladite bande insolee en plaques. 

Pour la preparation industrielle de plaques positives pre-allegees ou 
allegdes, on utilise done, selon l'invention, une bande pr€-sensibilisee positive. Le 

20 qualificatif "positif ' employe ici en reference a "la bande" a la meme signification 
que lorsquil est employe en reference a "la plaque". Ladite bande comprend, dc 
fa?on connue en soi, un support (generalement metallique) revetu d'une couche 
photosensible; sa preparation ne souleve aucun probleme particulier. Ladite couche 
photosensible de ladite bande positive - du type positif ou negatif - serait a insoler 

25 au travers de films positifs par i'imprimeur. 

Ladite couche photosensible de bandes utiles dans le cadre de la 
preparation, selon l'invention, de plaques destinees a 1'impression en offset humide, 
est constitute principalement d'une couche (d f un vernis) encrophile photosensible 
positive. II n'est pas exclu qu*une telle couche soit recouverte d'un vernis protecteur 

30 et/ou d'un anti-flou. 

En offset sec, la bande utile dans le cadre de la presente invention est 
constitute d'un support revetu d'une couche encrophile photosensible, elle meme 
revetue d'une couche encrophobe a base de silicones. Le caractere photosensible 
d'une telle couche photosensible (couche resultant de la combinaison d'au moins 

35 deux couches : vernis encrophile + silicones encrophobes) est generalement du a la 
couche encrophile entrant dans sa composition (vernis encrophile photosensible). 
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Toutefois, il a etc decrit d'autres types de plaques "Waterless", incluant dans leur 
structure : 

- un support revetu d'une couche encrophobe a base de silicones elle- 
meme recouverte d'un vernis photosensible encrophile, 
5 - un support revetu d'une couche encrophobe photosensible a base de 

silicones . 

On propose, dans le cadre du procede de Tinvention, d'insoler en continu 
ladite couche photosensible de ladite bande, en la faisant defiler au contact de la 
paroi d T un cylindre d'insolation. Ledit cylindre est un cylindre, au moins en partie 

10 creux, qui presente une paroi laterale essentiellement opaque sur au moins une 
partie de son epaisseur a 1'exception de petites zones transparentes au travers 
desquelles I'insolation peut etre mise en oeuvre. Lesdites petites zones 
transparentes presentent evidemment les caracteristiques - dimensions, 
distribution - adaptees a Tallegement souhaite. Selon une variante avantageuse de 

15 l'invention, il s'agit de petites zones d'une meme superficie, reparties de maniere 
aleatoire. On met ainsi en oeuvre un allegement, selon un tramage stochastique, tel 
que decrit dans la demande WO -A-96 02868. 

A Tinterieur du cylindre d'insolation - au moins en partie creux - on 
trouve des moyens (source(s) lumineuse(s)) pour assurer I'insolation de ladite 

20 couche photosensible au travers desdites petites zones transparentes. La geometrie 
interne dudit cylindre est evidemment telle que lesdits moyens eclairent au moins 
en partie la surface de contact entre ledit cylindre et ladite couche photosensible. 

Cette derniere est mise a defiler a une vitesse egale a la vitesse de rotation 
dudit cylindre. II convient evidemment d'eviter tout deplacement relatif, tout 

25 glissement de ladite couche photosensible par rapport audit cylindre et d'assurer un 
contact le meilleur possible. On vise ainsi a assurer une insolation optimale (sans 
diffusion de lumiere), sans endommager la couche photosensible. 

Lors du defilement de la bande pre-sensibilisce positive, ledit cylindre 
d'insolation peut etre libre en rotation. Dans cette hypothese, il est entraine, en 

30 rotation, par ladite bande. Avantageusement toutefois, notamment pour soutenir 
des cadences industrielles, ledit cylindre est motorise; son dispositif de 
motorisation incluant generalement des moyens perfectionnes de controle de sa 
vitesse de rotation. 

On veillera bicn evidemment a cc que Tinsolation mise en oeuvre au 
35 travers de la paroi laterale du cylindre d'insolation le soit dans des conditions ou 
l'effet escompte est assure. A cette fin, on peut jouer sur de nombreux parametres : 
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- la sensibilite de la couche photosensible, 

- la puissance dc la source lumineuse, 

- le temps d'insolation. 

Ce dernier parametre depend de la vitesse de defilement de la bande au 
5 contact de la paroi laterale du cylindre d'insolation et de l'importance de la surface 
de contact entre ladite bande et ledit cylindre. 

Cette surface de contact peut etre reduite a sa plus simple expression, i.e. a 
une droite si ladite bande est mise a defiler tangentiellement audit cylindre 
d'insolation. Cette variante de mise en oeuvre du procede de l'invention n ? est 
10 envisageable que si Ton dispose de couches photosensibles, tres sensibles : 
sensibles a un "flash" d'insolation. Ceci n'est nullement exclu, dans un avenir 
relativement proche. 

Les couches photosensibles, sur le marche a ce jour, exigent toutefois, 
avcc les sources lumineuses communement employees (lam pes ultraviolets), des 
15 temps d'insolation relativement consequents. Ainsi, le procede de l'invention a-t-il 
ete developpe avcc de reelles surfaces de contact entre le cylindre d'insolation et la 
bande mise a defiler a son contact; lesdites surfaces de contact consistant 
evidemment en une portion de la paroi laterale dudit cylindre. Avantageusement, 
une telle portion correspond au moins a environ 1/4 de cercle. De fa?on 
20 particulierement preferee, une telle portion correspond a environ 1/2 cercle. Dans 
le cadre de cette variante particulierement preferee, la bande pre-sensibilisee est 
mise a defiler dans une direction D pour arriver au contact du cylindre d'insolation 
et elle repart, insolee, dans la direction opposee a ladite direction D. 

Le cylindre d'insolation est generalement agence de sorte que la majeure 
25 partie, voire la totalite de la surface de contact entre ledit cylindre et la plaque est 
insolee au temps t. 

La bande pre-sensibilisce, insolee au contact du cylindre d'insolation - 
ainsi pre-allegee - peut alors etre decoupee en plaques. 

Selon une premiere variante du procede de l'invention, ladite bande pre- 

30 allegee est, prealablement ou posterieurement a sa decoupe en plaques, 
developpee. On obtient alors, a Tissue des deux etapes successives : 
developpement/decoupe ou decoupe/developpement, des plaques allegees. 
Lesdites plaques sont ensuite seulement soumises a une seconde insolation au 
travers d f un film positif qui comporte le document a imprimer, puis a un second 

35 developpement. L'utilisation de telles plaques allegees presentent des avantages 
certains. On a un meilleur contact entre ladite plaque allegee et ledit film 
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comportant le document a imprimer, on met intrinsequement en oeuvre un anti- 
flou ... 

Selon une seconde variante du procede de l'invention, ladite bande pre- 
allegee est decoupee en plaques. Les plaques, ainsi obtenues, pre-allegees, ne sont 
5 pas developpees. Elles sont utilisees directement pour une seconde insolation au 
travers du film positif qui compone le document a imprimer, seconde insolation 
suivie d'un unique developpement. 

Que Tune ou Tautre des variantes ci-dessus soit mise en oeuvre (on 
rappelle ici que seule la seconde desdites variantes peut etre mise en oeuvre dans le 
10 contexte de la preparation de plaques offset sec), le Demandeur a constate, de 
maniere surprenante, qu f il n'y avait aucune urgence a developper les bandes ou 
plaques insolees (pre-allegees). En effet, il a etc constate que la plupait des 
couches photosensibles peuvent d'une part etre insolees, stockees en l'etat, et 
developpees plusieurs semaines apres, et d'autre part etre insolees, developpees, 
15 stockees en l'etat et re-insolees plusieurs semaines plus tard ... Ceci confere a la 
mise en oeuvre du procede de l'invention une grande souplesse. 

Selon Tinvention, on propose done la fourniture de plaques allegees et 
plus precisement, selon que le procede de preparation de telles plaques englobe ou 
non une etape de developpement, la fourniture de plaques reellement allegees ou 
20 pre-allegees. 

On se propose maintenant de decrire le second objet de la presente 
invention a savoir un dispositif industriel de preparation de plaques positives pre- 
allegees ou allegees, dispositif notamment utile a la mise en oeuvre du procede 
decrit ci-dessus. Ledit dispositif comprend essentiellement de maniere tout-a-fait 
25 originate, un cylindre d'insolation. 

II comprend plus precisement : 

- un cylindre au moins en partie creux dit cylindre d'insolation presentant 
une paroi laterale essentiellement opaque sur au moins une partie de son epaisseur 
a l'exception de petites zones transparentes et renfermant des moyens pour assurer 

30 au travers desdites petites zones transparentes Tinsolation sou ha i tee; 

- des moyens pour la mise en rotation dudit cylindre. 

On peut concevoir plusieurs modes de realisation, a la portee de Thomme 
du metier, dudit cylindre. II peut notamment presenter une paroi laterale en un 
materiau translucide, tel le vcrrc ou un matcriau plastique, rendue opaque par 
35 traitement (depot metallique ou couche de vernis photosensible ou non, sur ledit 
materiau translucide) et sur laquelle on a genere de petites surfaces transparentes. 
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Lesdites pctites surfaces transparentes ont ainsi pu etre generees par traitement de 
la surface rendue opaque et notamment par insolation, morsure chimique, gravure 
au laser, gravure au diamant ... de celle-ci. Le cylindre d'insolation peut, seion une 
autre variante de realisation, presenter une paroi laterale en un materiau opaque 
(paroi laterale opaque sur toute son epaisseur) perfore de fenetres. 

Ladite paroi laterale peut etre montee rotative autour d'un axe central fixe. 
Elle peut egalement, selon un autre mode de realisation, etre solidarisee et 
entrainee en rotation par un axe central. 

Les petites zones transparentes, pour la mise en oeuvre de l'insolation 
souhaitee, laissent passer la lumiere provenant de moyens adequats - source(s) 
lumineuse(s) - disposes a l'interieur du cylindre. Lesdits moyens adequats peuvent 
notamment consister en une source lumineusc - tube ou rampe, notamment - 
d'ultraviolets disposee selon l'axe du cylindre ou en au moins une telle source 
lumineuse d'ultraviolets disposee de fa<;on decentree par rapport a Faxe dudit 
cylindre. Une telle source lumineuse, decentree, est avantageusement associee a un 
reflecteur. Celui-ci permet de concentrer la lumiere emise sur tout ou partie de la 
surface a insoler. On fait avantageusement intervener au moins deux telles sources 
lumineuses, chacune equipee d'un reflecteur. 

D'une maniere generate, les moyens intervenant pour assurer l'insolation 
ne tournent pas, lors de la mise en oeuvre de ladite insolation, de sorte qu'ils 
insolent, en continu, toute la bande mise a dcfiler au contact de la paroi laterale du 
cylindre d'insolation (qui, elle, tourne). 

Avantageusement, le cylindre d'insolation renferme en outre des moyens 
deflecteurs pour limiter, voire eviter toute insolation parasite par la partie de sa 
paroi laterale non mise en contact avec la bande a insoier. On vise ainsi a proteger 
i'environnement du dispositif de l'invention. 

Par ailleurs, dans la mesure ou les moyens d'insolation, disposes a 
rinterieur du cylindre, ne manquent pas de degager des calories, on prevoit 
avantageusement, a 1'interieur du cylindre d'insolation des moyens de 
refroidissement. De tels moyens peuvent etre agences selon differentes variantes. 
Dans l'hypothese ou ledit cylindre d'insolation est monte rotatif autour d'un axe 
central, on amenagera avantageusement ledit axe central pour qu'il constitue un 
moyen de refroidissement, un canal de refroidissement. On peut ainsi prevoir, la 
circulation forcee ou non (par convection naturelle) a 1'intcricur d'un tel axe evide, 
d'un fluide de refroidissement (gaz ou liquide). 
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Le dispositif de l'invention associe par ailleuts generalement au cylindrc 
d'insolation - moyen constitutif essentiel dudit dispositif - au moins un autre 
cylindre. II convient notamment d'etre en mesure de maitriser parfaitement la 
vitesse de defilement de la bande a insolcr et son plaquage sur le cylindre 
5 d'insolation. 

Scion son dernier objet, l'invention conceme des bandes pre-sensibilisees 
positives, notamment utiles a la fabrication de plaques positives pre-allegees ou 
allegees destinees a l'impression offset. Lesdites plaques sont obtenues par 
decoupe desdites bandes. Lesdites bandes comprennent un support, generalement 

10 metallique, revetu d'une couche photosensible. Comme precise ci-dessus, ladite 
couche photosensible est constitute principalement d'une couche encrophile 
(contexte de Toffset humide) ou peut comprendre une couche encrophile revetue 
d'un revetement de silicones encrophobe (contexte de l'offset sec). De fa^on 
caracteristique, lesdites bandes sont pre-allegees ou allegees. En d'autres teimes, 

15 elles ont ete insolees pour presenter, apres developpement, de petites surfaces non 
encrophiles dans leurs parties encrophiles (bande pre-allegee, non developpee) ou 
ont ete insolees et developpees, de sorte qu'elles renfennent de petites surfaces non 
encrophiles dans leurs parties encrophiles (bande allegee). L'homme du metier 
comprend qu'avec une bande (bi-metallique) destinee a generer des plaques bi- 

20 metalliques, il convient, apres le developpement, de mettre en oeuvre une morsure 
chimique pour faire apparaitre les surfaces non encrophiles, y compris les petites 
surfaces non encrophiles (d'allegement) dans les surfaces encrophiles. 

D'une maniere generate, lesdites petites surfaces non encrophiles sont 
avantageusement reparties selon un tramage stochastique. Le Demandeur a 

25 developpe, dans la demande WO-A-96 02868 les avantages qu'il y a a mettre en 
oeuvre ce type d^llegement. Pour le mettre en ocuvre dans le cadre de la presente 
invention, on prevoit, sur la surface du cylindre d'insolation, la repartition adequate 
des petites zones transparentes. 

Lhomme du metier aura compris, a la lecture des projx>s ci-dessus, 

30 illustres par les exemples et les figures ci-dessous, que le procede de l'invention 
peut etre mis en oeuvre, avec les supports adequats, chaque fois que !cs petites 
zones transparentes du cylindre d'insolation, en laissant passer la lumiere. ereent a 
la surface dudit support des zones non encrophiles dans des parties encrophiles. 

L'invention est maintenant decrite en reference aux figures annexees. Elle 

35 est ensuite illustree par quelques exemples. 
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Sur lesditcs figures, on a schematise un mode de realisation du dispositif 
de invention. 

La figure 1 est une vue de cote d'un tel dispositif; la figure 2, une demi- 
vue de face, en coupe, du cylindre d'insolation dudit dispositif; la figure 3 montre 

5 un detail (agrandissement de la zone A de la figure 1) dudit cylindre d'insolation. 

Le dispositif de la figure 1 comporte trois cylindres CI, C2 et C3. Les 
cylindres CI et C3 sont motorises et entrainent le defilement de la bande pre- 
sensibilisee positive 1. Le cylindre C2 est le cylindre d'insolation de ladite bande 1. 
Ledit cylindre d'insolation C2 est monte rotatif autour d'un axe central 2, fixe. 

10 II est monte, comme represents sur la figure 2, par I'intermediaire d'un 

roulement a billes 3 et d'un flasque suppon 4. 

Ledit axe central 2 dudit cylindre d'insolation C2 est creux et debouche 
librement aux deux extremites dudit cylindre. II constitue un canal de 
refroidissement, I'air ambiant assurant le role de fluide de refroidissement. 

15 Ledit cylindre d'insolation C2 renferme deux tubes UV 5, chacun monte 

sur un reflecteur 6. II est par ailleurs equipe d'un deflecteur 7. Lesdits tubes 5, 
associes a leur reflecteur 6 et au deflecteur 7 sont montes sur I'axe central 2, fixe, 
lis ne tournent pas. 

L'insolation est mise en oeuvre, au moyen des tubes 5, au travers de 
20 petites surfaces transparentes 10 menagees sur la surface externe rendue opaque de 
la paroi laterale du cylindre C2 (ladite paroi laterale etant en un materiau 
translucide traite en surface pour etre rendu opaque). Lesdites petites surfaces 
transparentes 10 ne sont pas representees sur les figures 1 et 2. On les voit 
seulement sur la figure 3. Sur ladite figure 3, on a egalement clairement montre 
25 que la bande 1 comporte un support metallique 1 ' revetu d'une couche encrophile 
photosensible V. Ladite bande 1 est evidemmcnt mise a defiler, dans le cadre du 
procede de I'invention, de sorte que sa couche encrophile photosensible 1" soit 
mise au contact avec la paroi laterale du cylindre d'insolation C2. Ladite bande est 
utile a la preparation de plaques positives destinees a Timpression en offset 
30 humide, pre-allegccs ou allegces. 
Exemple 1 

On utilise une bobine d'aluminium d'epaisseur 30/100 de millimetre et 80 
centimetres de largeur. Ce metal a ete mate, anodise, colmate et revetu d'un vernis 
photosensible positif encrophile pour obtenir une bande pre-sensibilisee positive. 
35 Une telle bande est ainsi preparee, comme le sont la plus grande partie des plaques 
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offset pre-sensibilisees positives aujourdhui sur le marche, plaques destinees a 
l'impression en offset humide. 

Avant sa decoupe finale au format des plaques, la bande pre-sensibilisee 
positive est traitee selon le procede de l'invention. Elle est mise a defiler autour de 
5 trois cylindres de 1 metre de diametre, le cylindre du milieu etant le cylindre 
d'insolation, les deux autres ayant pour but de fairc plaquer ladite bande sur ledit 
cylindre d'insolation et d'assurer son entrainement (le dispositif utilise est analogue 
a celui de la figure 1). Les trois cylindres sont motorises et tournent tous a la 
vitesse de defilement de la bande pour eviter tout glissement de celle-ci. 
10 Le cylindre d'insolation est soutenu par deux flasques situes chacun d'un 

cote du cylindre. Ledit cylindre toume sur un axe fixe grace a des roulements a 
biiles. 

Le cylindre d'insolation presente une longueur de 1,10 metre. 

Deux tubes U.V. de 1,07 metre de long et d'une puissance de 40 Watts au 
15 centimetre, muni chacun dun reflecteur, sont fixes a Tinterieur du cylindre 
d'insolation de telle maniere que la paroi du cylindre qui passe en tournant devant 
les tubes soit constamment eclairee durant sa rotation sur I'arbre fixe. Le cylindre 
d'insolation renferme egalement deux plaques deflectrices (une de chaque cote 
pour empccher une dispersion genante des rayons lumineux). Une aspiration est 
20 mise en oeuvre de maniere a eviter un echauffement genant. 

Le cylindre est en un plastique transparent qui, apres un tres leger mattage 
par sablage, a ete recouvert par electrolyse d'une pellicule de cuivre de 50 microns 
d'epaisseur. 

Apres une fine rectification pour eviter toute rugosite, la pellicule de 
25 cuivre est percee selon une trame stochastique de maniere a presenter "des trous" 
(petites surfaces) d'environ 620 microns carres et representant une surface 
transparente totale egale a environ &% de la surface totale du cylindre. Le pergage 
desdits trous est realise par unc technique utilisce pour la gravurc des cylindres a 
surface en cuivre employes en imprimerie avec le procede d'heliogravure. 
30 La bande pre-sensibilisee positive, defilant a une vitesse de 10 metres par 

minute, s'enroule et est plaquee sur une portion de cylindre representant environ 
50 % de la circonference du cylindre d'insolation; le cote, recouvert de la couche 
encrophile photosensible se trouvant en contact etroit avec la paroi dudit cylindre. 
Ladite couche se trouve ainsi insolee par la lumiere passant a travers les parties 
35 transparentes realisees sur la surface opaque de la paroi dudit cylindre d'insolation. 
En raison des plaques deflectrices laterales, 40 % seulement de ladite surface, face 
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aux tubes, recoit les rayons lumineux. La bande de metal est insol6e sur toute sa 
longueur et sur toute sa largeur. Elle est ensuite revetue, sans etre developpee, a 
l'aide de pistolets electrostatiques d'un revetement anti-flou habituel puis d'un 
papier de protection ct enfin decoupee et mise en paquet de 10 a 20 plaques. 

Apres livraison, l'imprimeur prend une plaque en 30/100 d'epaisseur, 
format 785 x 1 030, procede a l'insolation de films positifs represents les textes 
ct les sujets a imprimer, au developpement, aux effacages ct au gommage de la 
plaque et, cela, sans changer ses habitudes. Avcc un petit microscope grossissant 
50 fois, il peut voir que routes les parties encrophilcs sont remplies de petites 
surfaced sans couche encrophile, reparties d'une maniere aleatoire. Le conducteur 
constate , avec mise sur machine de telles plaques, que le papier de 70 grammes au 
utilise quittc facilement le blanchet malgrc une importante charge dencre, et, 
que l'impression est d'une qualite superieure, en raison d'un meilleur depouillement 
dans les valeurs comprises entre 15 et 85 %. 

15 F,xemple 2 

On procede comme a I'exemple 1, mais apres l'insolation, la bande passe 
dans un bac de developpement, muni de brosses, et, dans lequel la couche positive 
insolee dans les petites surfaces est dissoutc. Apres rincage, sechage et decoupe, il 
est possible de voir avec le meme microscope que celui de I'exemple 1 que toute la 

20 surface encrophile photoscnsible de ladite bande puis des plaques obtenues par 
decoupe de celle-ci est remplie de toutes petites surfaces sans couche encrophile. 
L'epaisseur de la couche encrophile positive etant d'environ 2 microns, ces millions 
de petits trous d'environ 620 microns carres de surface facilitent ensuite le contact, 
durant l'insolation, entre les films positifs et ladite couche encrophile pre- 

25 sensibilisee allegee. 

Fxemple 3 

On procede comme dans les exemples 1 ct 2 ci-dessus mais avec un 
cylindre d'insolation different. Ledit cylindre d'insolation, en un plastique 
transparent a ete recouvert d'une couche composee de gelatine et de sels d'argent, 
30 identique aux couches employees dans l'imprimerie sur les films. Apres insolation, 
developpement-fixage puis enduction d'un mince vemis transparent, le cylindre 
comporte une paroi opaque avec des surfaces transparentes. 
Fxemole 4 

On procede comme dans les exemples 1, 2, 3 ci-dessus, mais un seul 
35 cylindre (rouleau) d'entrainement est utilise, en aval du cylindre d'insolation. 
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Esepiple 5 

On precede comme a l'exemple 1, mais avec une plaque qui comporte un 
support en acier inoxydable (metal encrophobe et hydrophile) recouvert de deux 
micrometres de cuivre (metal encrophile), eux-mcmes recouvcrts d'une couche 

5 photosensible encrophile positive. Apres insolation par l'imprimeur avec un film 
positif (comportant le motif a imprimer) et de%eloppement , le cuivre non protege 
par la couche photosensible est detruit par une morsure a base de perchlorure de 
fer, faisant apparaitre 1'acier inoxydable. En utilisant un petit microscope 
grossissant 50 fois, il est possible de voir que les parties encrophilcs sont remplies 

10 de minuscules trous au fond desquels 1'acier inoxydable est visible. Lors de 
l'utilisation sur machine d'une telle plaque, l'encre est prise par la couche 
encrophile puis au fiir et a mesure de l'usure de celle-ci par le cuivre sous-jacent. 

Certaines des plaques realisees dans les exemples 1 a 5 ci-dessus ont ete, 
15 apres insolation, stockees pendant trois mois et leur utilisation par rimprimeur, a 
Tissue de ces trois mois, n T a souleve aucun probleme. Ce resultat est relativement 
inattendu dans la mesure ou les imprimeurs ont pour habitude de toujours 
developper leurs plaques dans les heures suivant leur insolation. Une telle habitude 
a cree un reel prejuge a la mise au point de l'invention presentement revendiquee. 
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- Revindications - 

1. Procede de preparation de plaques positives destinies a Timpression 
offset, pre-allegees ou allegees, i.e. appelees a presenter ou presentant, selon un 
5 certain tramage, de petites surfaces non encrophiles dans les parties encrophiles; 
ledit procede etant caracterise en ce qu'il comprend : 

- l'insolation en continu d'une bande pre-sensibilisee positive (1), 
comprenant un support (V) revetu d'une couche photosensible (l w ), mise a defiler, 
ladite couche photosensible (1") au contact de la paroi laterale d'un cylindre au 

10 moins en partie creux dit cylindre d'insolation (C2); la vitesse de defilement de 
ladite bande (1) etant maintenue egale a la vitesse de rotation dudit cylindre (CI); 
ladite paroi laterale dudit cylindre d'insolation (C2) etant essentiellement opaque 
sur au moins une partie de son epaisseur a i'exception de petites zones 
transparentes (10) reparties selon ledit tramage et ledit cylindre d'insolation (C2) 

15 renfermant des moyens (5) pour assurer ladite insolation au t ravers desdites petites 
zones transparentes (10); 

- la decoupe de ladite bande (1) insolee en plaques. 

2. Procede selon la revindication 1, caracterise en ce que ledit cylindre 
d'insolation (C2) est motorise. 
20 3. Procede selon Tune des revindications 1 ou 2, caracterise en ce que 

ladite bande (1) est mise a defiler tangentiellement audit cylindre d'insolation (C2). 

4. Procede selon l'une des revindications 1 ou 2, caract£ris6 en ce que 
ladite bande (1) est mise a defiler en etant maintenue au contact dudit cylindre 
d'insolation (C2) sur une portion du cylindre correspondant a environ au moins 1/4 

25 de cercle et avantageusement a environ 1/2 cercle et en ce qu'elle est insolee sur au 
moins une partie de cette portion de cylindre. 

5. Procede de preparation de plaques positives allegees selon Tune 
quelconque des revindications 1 a 4, caracterise en ce qu'il comprend en outre le 
developpement de ladite bande (1) insolee avant decoupe ou le developpement des 

30 plaques obtenues par decoupe de ladite bande (1) insolee, avant leur nouvelle 
insolation avec un film positif qui comporte le document a imprimer. 

6. Dispositif notamment utile a la mise en oeuvre du procede selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comprend : 

- un cylindre au moins en partie creux dit cylindre d'insolation (C2) 
35 presentant une paroi laterale essentiellement opaque sur au moins une partie de son 
epaisseur a Texception de petites zones transparentes (10) et renfermant des 
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moyens (5) pour assurer au travers desdites petites zones transparentes (10) 
l'insolation souhaitee; 

- des moyens pour la mise en rotation dudit cylindre (C2). 

7. Dispositif selon la revindication 6, caracterise en ce que ledit 
5 cylindre d'insolation (C2) presente une paroi laterale en un materiau translucide 

traite en surface pour etre rendu essentiellement opaque a l'exception de petites 
surfaces transparentes ou presente une paroi laterale en un materiau opaque perfore 
de fenetres. 

8. Dispositif selon Tune des revendications 6 ou 7, caracterise en ce que 
10 lesdits moyens (5) pour assurer l'insolation consistent en une source lumineuse UV 

disposee selon l'axe (2) dudit cylindre d'insolation (C2) ou en au moins une source 
lumineuse UV, avantageusement equipce d'un reflecteur (6), disposee de faqon 
decentree par rapport a l'axe (2) dudit cylindre d'insolation (C2). 

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 a 8, 
15 caracterise en ce que ledit cylindre d'insolation (C2) renferme en outre des moyens 

deflecteurs (7) pour limiter, voire eliminer toute insolation parasite par la partie de 
sa paroi laterale non mise en contact avec la bande (1) a insoler. 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 6 a 9, 
caracterise en ce que ledit cylindre d'insolation (C2) renferme en outre des moyens 

20 de refroidissement. 

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 a 10, 
caracterise en ce que ledit cylindre d'insolation (C2) est monte rotatif autour d'un 
axe central (2), avantageusement amenage pour constituer un moyen de 
refroidissement. 

25 12. Bande (1) pre-sensibilisee positive, notamment utile a la 

preparation de plaques positives pre-allegees ou allegees, destinees a Timpression 
offset, comprenant un support (!') revetu d'une couche photosensible (l w ), 
caracterisee en ce qu'elle a ete insolee pour presenter, apres developpement, de 
petites surfaces non encrophiles, avantageusement reparties selon un tramage 

30 stochastique, dans scs parties encrophiles. 

13. Bande (1) pre-sensibilisee positive, notamment utile a la 
preparation de plaques positives allegees destinees a I'impression offset, 
comprenant un support (1') revetu d'une couche photosensible (1 M ), caracterisee en 
ce que ses parties encrophiles renferment de petites surfaces non encrophiles, 

35 avantageusement reparties selon un tramage stochastique. 
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